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Abstract

This  research  was  study the  effect  of  diode  laser  in 

hardness of the material used in the combinations of teeth 

(ceramics) by  using the hardness tester (TH 160) to test 

the hardness .
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Hardness  was measured for samples divided into six 

groups, each group containing ten test sample, before and 

after it  irradiated with   the diode laser with wavelength 

675 nm  and  power 30 mW,  for a period of time  two 

minutes for the first group,  and ten minutes for the 

second. Also used a diode laser with  wavelength  810 nm 

and  various  power 30,  200,  500 mW,  with  irradiation 

power  of 200 mW  for  duration two  minutes and ten 

minutes  to  the third  and  fourth  groups,  and irradiation 

power of 30 and 500 mW for duration one minute for the 

last two groups.

The  results  showed  that  a significant increase in  the 

hardness  of ceramic material  for irradiated samples 

compared to non-irradiated samples, where found that the 

highest percentage  of hardness was (41.6%)  obtained 

upon irradiation with  a laser   wavelength 675 nm,  and 

power of 30 mW for duration two minutes.

The results also showed that the increase in the irradiated 

time of the samples from two minutes to ten minutes, as 

well as increased power from 30 to 500 mW does not have 

a significant effect in  increasing the hardness of  the 

ceramic material.

Also we found that irradiation of samples at power 30 mW 

of  visible laser with wavelength of 675 nm, hardness ratio 

was higher (41.6%)  compared  with the hardness  ratio 
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(18.28%) at the same irradiation power but invisible laser 

at wavelength 810 nm.

المستخلص

 المففادة صففلدة دراسففة تففأثير ليففزر الثنففائي علففى تمففت البحففث هففذا فففي

(جهففاز باسففتخدام وذلففك) السففيراميك (السففنان تركيففب فففي المسففتخدمة

Hardness tester TH 160( الصلدة. لختتبار

  تم قياس الصلدة للعينات المقسمة إلى ست مجموعات ، كل مجموعففة 

 )الدايود(تحتوي علي  عشرة  عينة اختتبار، قبل وبعد تشعيعها بليزر الثنائي 

 ملى وات ، لفترة زمنية دقيقتان 30نانومتر بقدرة  ٦٧٥ذو الطول الموجي 

 كففذلك اسففتخدم ليففزر الثنففائي ذو. للمجموعة الولى و عشر دقففائق للثانيففة

  ملففي30, 200, 500 نففانومتر بقففدرات مختلفففة 810الطففول المففوجي 

  ملي وات لفترة دقيقتان و عشر دقائق200وات ،حيث تم التشعيع بقدرة 

  ملي وات لفترة500  و30لمجموعتين الثالثة و الرابعة. و التشعيع بقدرة 

.زمنية دقيقة واحدة للمجموعتين الختيرتين 

 اظهففرت النتائففج  زيففادة ملحوظففة فففي صففلدة مففادة السففراميك للعينففات

 مقارنففة بالعينففات غيففر المشففععة، حيففث وجففد ان اعلففى نسففبة المشففععة 

  حصففل عليهففا عنففد التشففعيع بففالليزر ذو الطففول)%41.6للصففلدة كففانت (

.  ملي وات لمدة دقيقتان30 نانومتر بقدرة 675الموجي 

 كما اوضحت  النتائج ان زيادة زمن التشعيع للعينات من دقيقتان الى عشر

  ملففي وات ليففس لففه500 الى 30دقائق ، وكذلك زيادة طاقة التشعيع من 

  كمففا وجففد انففه عنففد.تاثير كبير في زيادة نسبة الصلدة لمففادة السففيراميك 

 675 ملي وات لليزرالثنائي المرئي ذو الطول المففوجي30التشعيع بطاقة 

(مقارنففة بنسففبة الصففلدة ) %41.6(نانومتر كففانت نسففبة الصففلدة اعلففى 

 عند التشعيع بذات الطاقة  ولكن لليزر غير المرئي ذو الطففول) 18.28%

. نانومتر 810الموجي 
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